Materials Science

Funktionale Beschichtungen

IM LABORMASSSTAB

VERSCHIEDENE PVD-BESCHICHTUNGSANLAGEN

Schichtmaterialien:
Schichttypen:
Schichtdicken:
Beschichtungsquellen:
Prozess:
TargetgroBen:

Metalle, Legierungen, Nitride, Oxide und Boride
Einzel- und Multilagenschichten

Nanometer - Mikrometer

Magnetrons (DC, pulsed-DC, HiPIMS), Arc-Quelle (DC) |1

nichtreaktiv oder reaktiv
d =50 - 150 mm
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Sputteranlage zum Beschichten von Werkzeugen

FHR.LINE.600O-V Durchlaufsputteranlage fiir Schichten
eingesetzt in der Mikroelektronik auf Display-
oder Architekturglas sowie auf flexiblen Folien
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Schichtmaterialien:

Schichttypen:
Schichtdicken:

Prozess:

Beschichtungsquellen:

GroBe Vielfalt an Targetmaterialien
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Schichtmaterialien: Hartstoffschichten
Schichttypen: Einzel- und Multilagenschichten
Schichtdicken: Mikrometer
Beschichtungsquellen: vier bipolar gepulste Magnetrons
Prozess: nichtreaktiv oder reaktiv

Metalle, Nitride, Oxide,
Oxinitride :
Einzel- und Multilagenschichten
Nanometer - Mikrometer
zylindrisches und planares Magnetron
nichtreaktiv oder reaktiv
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